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Zpisob a zafizeni pro elektrolytické
povlakovéni povrchu vilce pro
kontinudlni liti tenkych kovovych pasi
vrstvou kovu

Anotace:

Pii zptisobu elektrolytického povlakovani po-
vrchu vélce je lici plocha vélce alespon ¢astec-
né ponofena do roztoku elektrolytu obsahuji-
cfho stil kovu, ktery ma byt nanisen tak, Ze
sméfuje proti alespoii jedné anodé€, pfic¢emz
uvedend plocha je umisténa jako katoda. Mezi
licf plochou a elektrolytickym roztokem je vy-
tvofen relativni pohyb, a mezi anodu nebo
anody a hrany lici plochy jsou vloZeny izolatni
masky, které zabranujf koncentraci
elektrickych silo¢ar na uvedenych hranich a
v jeji blizkosti. Zafizeni pro elektrolytické po-
vlakovani lici plochy /3/ valce pro kontinu-
Alni liti tenkého kovového pasu zahrnuje
nadrz /1/ obsahujici elktrolyt /2/ obsahujici
stil kovu, ktery ma byt nanasen, prostiedky
/5, 6/ pro alespon ¢dste¢né ponofeni lici plo-
chy /3/ do této nadrZe /1/ a pro vytvoienire-

lativniho pohybu mezi lici plochou a
elektrolytem, alespon jednu anodu /4, 4
/ umisténou v nadrzi /1/ proti lici ploSe
/3/, prostfedky pro vytvofeni katodové-
ho potencidlu na lici ploSe, a déle za-
hrnuje masky /7, 7 / vyrobené z izo-
laéniho materiidlu, které jsou vloZeny
mezi hrany /12/ lici plochy /3/ a anodu
nebo anody /4, 4 /. Tyto masky /7, 7 /
zabranujif koncentraci elektrickych silo-
¢ar na hranach /12/ lici plochy /3/.
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Zplsob a zafizeni pro elektrolytické poviakovani povrchu valce pro kontinualni liti

tenkych kovovych pasa vrstvou kovu

Oblast techniky

Vynalez se tyka oblasti kontinuainiho liti kovl. Zejména se vsak tyka
upravy vnéjsiho povrchu vélce nebo valcl, které tvoii pohybujici se sténu nebo

stény formy pro kontinualni litf tenkého pasu vyrabéného z kovu, jako je ocel.

Dosavadni stav techniky

Formy zafizeni pro dvouvélcové kontinualni liti ocelovych past s
tloustkou nékolika milimetrl pfimo z roztaveného kovu zahrnuji lici prostor
vymezeny vélcovymi plochami dvou valct, které se otadeji v opaénych smérech
kolem svych os, a které jsou udrzovany v horizontdlni poloze a dale dvéma
bocnimi sténami vyrobenymi ze Zaruvzdorného materidlu, které jsou dotlacovany
na Cela valcl. Tyto valce maji primér, ktery miZe dosahovat 1500 mm a $iiku,
ktera je u soucasnych experimentalnich zafizeni 600 az 800 mm. Aby se vyhovélo
pozadavkdm na produktivitu primyslového zafizeni, bude $itka valc(l vyhledové
dosahovat 1300 az 1500 mm. Tyto vélce jsou obvykle tvofeny ocelovym jadrem,
které je obklopeno pfipevnénym médénym pouzdrem, nebo pouzdrem ze slitiny
medi. Toto pouzdro je chlazeno vodou, ktera cirkuluje mezi jadrem a pouzdrem,

nebo uvnitf pouzdra.

Stejné jako je tomu u licich ploch forem pro bézné kontinualni liti blok(,
ingotl nebo bram, byva povrch pouzdra, ktery pfichazi do styku s roztavenym
kovem, pokryt vrstvou kovu, obvykle niklu, jejiz tloustka se obecné pohybuje
vrozmezi 1 az 2mm. Tato vrstva niklu umozZnuje nastavit koeficient prestupu
tepla pouzdra na optimalni hodnotu (ktera je mensi nez kdyby kov pfichazel piimo

do kontaktu s médi) tak, Ze roztaveny kov tuhne pfi pfesnych metalurgickych




podminkach. PFili$ rychlé tuhnuti kovu by totiZz zptisobilo povrchové vady finalniho
vyrobku. Toto nastaveni se provadi zménami tloustky a struktury vrstvy nikiu. Na
druhé strané, nikl rovnéz vytvaii na médi ochrannou vrstvu, ktera zabrafuije jejimu
nadmérnému tepelnému a mechanickému zatéZovani. Tato vrstva niklu se
v prib&hu pouzivani vélce opotiebovava a musi byt periodicky obnovovéna.
Obnova se provadi tak, Ze se ¢astetné, nebo zcela, odstrani zbyvajici vrstva a
nasledné se nanese vrstva nova. Takovato obnova je obvykle levngjsi nez uplna

vyména opotfebovaného médéného pouzdra.

Nanaseni niklu se vyhodné provadi elektrolyticky néasledujicim
zpGsobem. Nové pouzdro (pouzdro, z néhoz byl nikl bud zcela nebo ¢asteéné
odstranén), které ma jako celek tvar dutého valce, vyrobeného z médi nebo ze
slitiny medi, jako je slitina méd-(1%)chrom-(0,1%)zirkonium, je uloZeno na upinaci
trn pomoci prostredkd, jimiz mize byt snadno pfepravovano z jednoho pracovniho
mista dilny pro galvanické pokovovani niklem a pro odstrafiovani niklu do jiného
pracovniho mista. Po provedeni riznych pfipravnych zpracovani povrchu (lesténi,
odmasteni, mofeni v kyseling, atd.), provadénych s cilem zlepsit pfilnavost niklu
na meéd, je pouzdro dopraveno do mista galvanického pokovovani niklem. Toto
pracovni misto je tvofeno nadrzi obsahujici galvanicky niklovy roztok, nad kterou
Ize umistit upinaci trn v horizontaIni poloze a uvést jej do rotace kolem jeho osy.
Spodni ¢ast pouzdra je pak ponofena do nadrze a otadeni sestavy upinaciho trnu
a pouzdra, prikladné rychlosti pfiblizné 10 ot/min, zajisti provedeni zpracovani
celého pouzdra. V pribéhu galvanického nanaseni niklu tvofi pouzdro katodu,
anoda pak mlze byt tvofena jednim nebo vice titanovymi anodovymi ko$i
ponofenymi do nadrze, které jsou uzavieny tenkou membranou sméfujici k
povrchu pouzdra, a které obsahuji niklové kulicky. Jestlize je Zadouci pokryt
rovnéz hlavni ¢ast koncl pouzdra (které se pii liti otiraji o bodni stény ze
Zaruvzdorného materidlu a jsou proto nachyiné k opotfebeni) niklem, jsou dalsi
anodove kose usporadany tak, aby sméfovaly k témto konclim pouzdra. Pouzity

mohou byt rovnéz jiné typy anod (rozpustné nebo nerozpustné).




Jako variantu lze vytvofit takove uspofadani, kde pouzdro zlstava
nepohyblivé a elektrolyt se pak pohybuje kolem néj. Dullezité vSak je vytvoreni
relativniho pohybu mezi pouzdrem a elektorlytem, ktery zajisti plynulé obnoveni

Jejich kontaktni plochy.

V prabéhu procesu liti je niklovy povliak vystaven velmi silnému
namahani, a to jak mechanickému, tak i tepeinému. Casto jiz po nékolika licich
cyklech je v niklovém povlaku v blizkosti okraj valch pozorovan vznik trhlin. Tyto
trhliny se vyskytuji v oblastech nékolika centimetr(i $itky od hran pouzdra. Trhliny
mohou zplsobovat vznik vad na povrchu litého vyrobku, nebot zpisobuiji
nerovnomeérné chlazeni tohoto litého vyrobku. Kromé toho trhliny vytvareji slaba
mista, od nichZ mize zacinat velmi rychla degradace celého niklového poviaku.
Dochézet miize takeé k postupu trhlin az pod niklovy povlak, ktery by zpusobil
poskozeni celého pouzdra. Tyto trhliny tudiz vyZaduji okamzité a pred&asné
ukonceni pouzivani valce a Upiné obnoveni niklového poviaku na pouzdru.
Jelikoz je tato Cinnost Casové narocna (nékolik dnti), bude pramyslové vyuzitelny
zpusob dvouvalcového kontinualniho liti oceli nutné vyzadovat, aby bylo k pouziti
pripraveno mnozstvi pouzder, ¢imz by se zajistil pravidelny chod liciho zafizeni.
Jelikoz je pouzdro velmi nakladnou soucasti, a to v disledku pouZitého materialu
a jeho obtizné obrobitelnosti, dochazelo by ke znaénému zvy$eni provoznich

naklad( liciho zafizeni.

Cilem tohoto vynalezu je tedy zdokonalit chovani kovového poviaku
pouzdra se zfetelem na jeho odolnost proti termomechanickému namahani tak,
aby byl co mozna nejvice zpomalen vznik, nebo aby bylo zcela zabranéno vzniku
trhlin v okrajovych oblastech pouzdra a prodliouzila se tak pramérnd doba

pouzivani pouzdra mezi dvéma obnovami jeho povlaku.




Podstata vynalezu

Viynalezem byl vytvoren zplsob elektrolytického povlakovani lici plochy
valce pro dvouvalcové nebo jednovalcové kontinuaini liti tenkych kovovych past
vrstvou kovu, u néhoz je lici plocha alespori &asteéné ponofena do
elektrolytickeho roztoku obsahujiciho sdl kovu, ktery ma byt nanasen tak, ze
smefuje proti alespon jedné anodé. Plocha je umisténa jako katoda a mezi
uvedenou lici plochou a uvedenym elektrolytickym roztokem je vytvoren relativni
pohyb. Podstata tohoto zplsobu spociva v tom, Ze mezi uvedenou anodu nebo
anody a hrany uvedeng lici plochy jsou viozeny izolaéni masky, které zabranuji
koncentraci elektrickych silo€ar na uvedenych hranach lici plochy a v jejich

blizkosti.

Vynalezem je dale vytvofeno zafizeni pro elektrolytické povlakovani lici
plochy valce pro dvouvélcové nebo jednovélcové kontinualni liti tenkych kovovych
pasu vrstvou kovu. Zafizeni zahrnuje nadrz, ktera obsahuje elektrolyt obsahujici
stl kovu, ktery ma byt nanaSen, prostiedky pro alespori ¢astedné ponofeni
uvedené lici plochy do uvedené nadrze a pro vyvolani relativniho pohybu mezi
uvedenou lici plochou a uvedenym elektrolytem, alespoft jednu anodu,
usporadanou v nadrzi tak, ze sméfuje k uvedené lici ploSe, a prostfedky pro
vytvoreni katodového potencidlu na uvedené lici plose. Podstata tohoto zafizeni
spociva v tom, ze dale zahrnuje masky vyrobené z izolaéniho materidlu, které jsou
vlozeny mezi hrany uvedené lici plochy a uvedenou anodu nebo anody. Tyto
masky zabranuji koncentraci elekirickych silotar na uvedenych hranach lici

plochy.

Vyhodné déle je, kdyz uvedené masky maji obecné tvar kruhového
oblouku, jehoZ stfed kfivosti je stejny jako stfed kfivosti hrany lici plochy proti

které lezi a kdyz maji dvé rovnobézné strany, kazdou umisténou v prodlouzeni




uvedene hrany ve stejné vzdalenosti od této hrany a spojené rohovym vyrezem,

jehoz strany jsou vzajemné kolmé.

Jak bude z dalsiho ziejmé, spociva vynélez v provadéni galvanického
nanaseni kovového poviaku za pfitomnosti izoladnich masek usporadanych v
blizkosti okrajl pouzdra. Tyto izolaéni masky, jejichz vyhodné provedeni bude
popsano, jsou vytvoieny za Ucelem dosazeni rovnomérné distribuce elektrickych
siloCar v okrajovych oblastech pouzdra. Pfi tomto uspofadani mé pak poviak v
téchto oblastech rovnomérnou tloustku, ktera se shoduje s pozadovanou

nominalni tloustkou.

Vynalezci zjistili, ze existuje vztah mezi rychlosti, kterou vznikaji trhliny
v niklovém povlaku v okrajovych &astech pouzdra a rovnomérnosti tloustky tohoto
poviaku v téchto okrajovych oblastech, zejména na ¢are hrany pouzdra. Jestlize
nebylo pouzito speciéiné zkonstruované zafizeni branici tomuto jevu, byla v tésné
blizkosti hran pouzdra a na ¢arfe samotnych hran zji$téna nadmérna tloustka
niklového povlaku. Pfikladné, jestlize v hlavni ¢asti povrchu pouzdra byla
nominalni tloustka povlaku 2 mm, byla na hran& pouzdra zjisténa tioustka nékdy
i vetsi neZ 7 mm. Tato nadmérna tloustka niklové vrstvy vznikd v disledku
koncentrace elektrickych silo¢ar v bezprostiedni blizkosti hran pouzdra. Jelikoz k
témto koncentracim dochazi pouze ve velmi omezené ¢&asti pouzdra, jsou
dostacné na to, aby zplsobovaly rychly vznik vyse zminénych trhlin. Je to tim, ze
umoznuji vznik vodiku, ktery mlze vytvaret plynné vméstky ve vytvofené vrstvé
niklu. Tyto koncentrace elektrickych silo¢ar navic vytvareji krystalickou strukturu
niklového povlaku. Na hrané a na ostatnich ¢astech pouzdra tedy neni stejna

tvrdost a struktura nanesené vrstvy.

Jednim prostfedkem pro snizeni této nadmérné tloustky poviaku je
opatfeni hrany pouzdra radiusem, majicim nékolik milimetrd, misto toho, aby byla

vytvorena ostra hrana. Ve skutecnosti vSak tento radius nemGze byt vétsi nez 1




az 2mm, nebot jinak by dochazelo k nadmérmému nebezpedi infiltraci
roztaveného kovu mezi konce véalc a boéni stény liciho prostoru vyrobené ze

zaruvzdorného materialu.

Dal$im znamym prostfedkem je vychylovani elektrickych silo¢ar pomoci
prostiedkd a zafizeni nazyvanych ,odebirace proudu®. Jsou jimi kovové vodige,
kterymi prochazi elektricky proud, a které jsou uspofadané rovnobé&zné s hranami
pouzdra av jejich blizkosti. Tato zafizeni vychyluji smérem k sobé& nékteré
elektrické silocary, které by se v piipadé jejich nepfitomnosti koncentrovaly na
hranach pouzdra a v jejich blizkosti. Toto fe$eni pouzivané samostatné vsak
nepfinasi uspokojivé vysledky. Navic polohy a provozni parametry téchto
,odebirali proudu“ musi byt peclivé stanoveny, nebot' jinak, kromé toho, e v
misté hrany pouzdra zistane nadmérné tlusta vrstva, mize nékdy dojit k tomu, Ze
naopak vrstva niklu v téchto mistech bude tenci nez je normaini tloustka, coz je
znamkou toho, ze elektrické silo¢ary byly z piislusnych oblasti nadmérné
vychyleny. Jak elektrolytické pokovovani pokracuje, dochazi navic k tomu, Ze se
na téchto ,odebiracich proudu” uklada nikl, a to v nezanedbatelném mnozstvi. Je
tedy nezbytne ziskat tento nikl zpét. Elektricky proud spotiebovany na jeho
ulozeni pak predstavuje Cistou ztratu. Av$ak kromé toho véeho, ukladani niklu na
~0debiracich proudu” zplsobuje, Ze dochazi ke zmé&nam rozmérd téchto zafizen,
a to navic velmi nepravidelnym zpdsobem. Uginnost téchto ,odebiradt proudu* se
proto v prabéhu procesu poviakovani velmi silné méni, a je jej tedy velmi obtizné
oviadat. Ve skutecnosti, pfi pozadované tloustce poviaku 2 mm, byla v nejlep$im
pfipadé zjisténa na hrandch pouzdra tloustka vrstvy 2,5 mm, av$ak ta je jesté
porad prilis velka k Uspésnému vyres$eni uvedeného problému se vznikem trhlin.
Pfi samostatném pouziti téchto ,odebiradl proudu* tudiz nelze pfi povlakovani
valcl pro kontinualni liti kovli dosahnout pro tento U&el uspokojivé rovnomérnosti

niklové vrstvy.

Vynalezci zjistily, Ze nejvhodnéj$im zpusobem, jak dosahnout velmi

rovhomérného ukladani niklu na hranach pouzdra a v jejich bezprostiedni




blizkosti, je umistit v malé vzdalenosti od hran pouzdra izolaéni masky. Dale bylo
zjisténo, Ze za téchto podminek mdze byt predéasny vznik trhlin v povlaku v

okrajovych oblastech pouzdra eliminovan.

Prehled obrazkd na vykresech

Vynalez bude podrobnéji objasnén v nasledujicim popise, ktery

odkazuje na pfipojené vykresy, kde:

Obr. 1 zobrazuje schematicky v fezu mistem |-I zafizeni pro
povlakovani pouzdra vélce pro dvouvélcové kontinuaini liti, vytvorené pro

uskutecnéni zplsobu podle tohoto vynalezu;

Obr. 2 zobrazuje v fezu mistem -l stejné zafizeni a znazornuje

vyhodneé uspofadani izolaénich masek podle tohoto vynalezu.

Priklady provedeni vynalezu

Zafizeni podle tohoto vynalezu je zobrazeno na Obr. 1. Rovina fezu
leZi v nadrZi 1, obsahujici galvanicky roztok 2, jehoz hlavni slozkou je sul niklu,
ale pfed médénym pouzdrem 3 umisténym jako katoda a pfed dvéma anodami 4,
4, uspofadanymi na dné nédrze 1. Pouzdro 3, které ma valcovity vnéjsi tvar
a vngjsi prameér 1500 mm, je nasazeno na upinacim trnu 5, jehoz hiidel 6 se v
pribéhu galvanického pokovovani otadi pomoci prostiedkl, které nejsou na
vykrese zobrazeny. Alespon spodni &ast pouzdra 3 je ponofena v roztoku
elektrolytu. U zobrazeného piikladného provedeni jsou anodami 4, 4° rozpustné
anody tvorené zakfivenymi titanovymi anodovymi ko$i napinénymi niklovymi
granulemi. Avsak toto uspofadani predstavuje pouze jedno pfikladné provedeni.

Pouzit by bylo mozno jiny pocet anod a i jinou konfiguraci (pfikladné Ize pouzit




nerozpustné anody). Anody 4, 4° maji za rovinou Fezu $itku vétsi nez je Sitka
pouzdra 3. Celn& proti okrajim pouzdra 3 jsou usporadany masky 7, 7° (pouze
maska 7 je na Obr. 1 vidét), vyrobené z izolaéniho materilu, jako je polymer.
Jejich funkei je zabrarovat tomu, aby elektrické silocary, vychazejici z anod 4, 4
dosahly okrajovych oblasti pouzdra a hran pouzdra 3 pfimo a zabrarfiovat tak
vzniku nadmérné silného niklového poviaku v téchto mistech. Poloha téchto
izolaCnich masek 7, 7° mlze byt vzhledem k pouzdru nastavovana polohovacimi

prostiedky, znazornénymi na vykrese syrhbolicky pohyblivymi tyéemi 8.

Presné uspofadani téchto izolaénich masek 7, 7° je zobrazeno na
Obr. 2. U zde zobrazeného pfikladu maji tvar podiouhlych téles s pfiblizné
Ctvercovym nebo obdélInikovym prifezem a maji obecné tvar kruhového oblouku,
jehoz stied kiivosti je stejny jako stied kiivosti hran pouzdra 3, proti kterému lezi.
Horni hrana izolacnich masek 7, 7, lezici pfi ¢innosti zafizeni nejblize k hrané
pouzdra 3, je opatiena vyfezem 9, 9° ve tvaru rohu, jehoz dvé strany 10, 10° jsou
na sebe kolmé a maji pfiblizné stejnou délku, piikladné kolem 5 mm. Izolaéni
masky 7, 7 jsou pomoci ty¢i 8 uspofadany takovym zplsobem, Ze vnéjsi hrany
11, 117 vyfezl 9, 9 jsou umistény priblizné ve stejné vzdalenosti d od hrany 12
pouzdra 3, proti které sméfuji. Vzdalenost d je v pocateéni fazi, kdy je zadouci
vytvorit vrstvu niklu o tloustce 2 az 3 mm, kolem 5 mm. Dal$i strany 13, 13 kazdé
izolacni masky 7, 7°, které jsou kolmé na pouzdro 3, musi u tohoto prikladného
provedeni vynalezu mit minimalni délku 50 mm. Je to pravé toto usporadani, kdy
masky 7, 7" mohou vychylovat elektrické silotary natolik dostate¢ns, aby se

optimalizovala rovnomérnost jejich rozdéleni v oblastech hran pouzdra 3.

Voliteiné je mozno izolaéni masky 7, 7  uspofadat také tak, Ze se
mohou postupné, se zvétdujici se tloustkou niklového poviaku, pohybovat
smérem od pouzdra 3. Tento pohyb Ize uskuteénit bud v postupnych krocich,
nebo kontinuaingé. Je tak moZno zajistit, aby mezi maskou a povlakem vzdy

zUstaval dostatecny prostor, a umoznilo se zvétSovani nanasené vrstvy niklu.




V zavislosti na presnosti uspofadani anod 4, 4 a izolaénich masek 7.
7 bude povlakovani koncli pouzdra 3 probihat rovhomérné ve vétsi nebo mensi
Casti jejich povrchu. Pro zvéteni této povlakované ¢asti je mozno, stejné jako
u znamého stavu techniky, do nadrze 1 vlozit vertikalni anody 21, 21, 21°°, jako
jsou anodové kose naplnéné niklovymi granulemi podobné anodovym ko$tim 4,

4’, které budou sméfovat ke konciim pouzdra 3.

Je zi'ejmé, Ze se izolatni masky mohou svou konstrukci od masek 7, 7,
které byly pravé popsany jako piikladné, lisit, avsak vzdy musi byt schopny zajistit
dosazeni pozadované rovnomérnosti tloustky kovového poviaku. Zejména, misto
podlouhlych téles se étvercovym nebo jinym prafezem, mohou byt masky tvoieny
deskou nebo sestavou desek, pfitemz plocha této desky nebo sestavy desek,
ktera je natoCena proti pouzdru, ma vyhodné stejné uspofadani, jako podlouhla
télesa u popsaného pfikladného provedeni. Jinymi slovy, tato plocha musi
vyhodné zahrnovat dvé rovnobézné hrany, kazdou umisténou v prodlouzenf hrany
pouzdra ve stejnych vzdalenostech d od této hrany pouzdra, spojené rohovym

vyfezem, jehoz strany jsou vzajemné kolmé.

Vynalez nevylucuje, pro podporu a dal$i doladéni &innosti izolaénich
masek, moznost vytvoieni stalych nebo dotasné uZivanych ,odebiract proudu®,

které mohou tvorit souéast masek, nebo mohou byt na nich nezavislé.

Je samoziejmé, Ze vynalez mlze byt pouzit pro pokovovani pouzdra
jinymi kovy neZ niklem. Rovnéz vélce takto pokovené mohou byt pouzity nejen v
zafizeni pro dvouvélcové kontinualni liti tenkych kovovych pas( (vyrabénych z
ocele nebo jiného materialu), ale také v zafizeni pro kontinualini liti tenkych past,
u néhoz do kontaktu s povrchem kovoé lazné pfichazi jediny vélec (jednovalcové
liti). Navic vynalez mGze byt pouzit i v pfipadé povlakovani lici plochy nedéleného

vélce, u néhoz pouzdro a jadro tvofi jeden a tentyz dil. Snadné je rovnéz pienést
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vynalez na pfipad, kdy by pouzdro nebo nedéleny valec byl v galvanické lazni
zcela ponofen. Nakonec, jak jiz bylo uvedeno, Ize relativniho pohybu mezi
pouzdrem a elektrolytem dosahnout také tak, Ze pouzdro z(istane nepohyblivé a
elektrolyt se bude pohybovat kolem néj. Toto usporadani se da vyuzit zejména u
pripadl, kdy je pouzdro zcela ponofeno v elektrolytu. Pohyby elektrolytu jsou pak
vytvareny tryskami vhodné umisténymi tak, ze elektrolyt cirkuluje kolem pouzdra

mezi anodou nebo anodami.
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PATENTOVE NAROKY

1. Zplsob pro elektrolytické povlakovani lici plochy valce pro
dvouvalcove nebo jednovalcové kontinualni liti tenkych kovovych pasu vrstvou
kovu, u néhoz je uvedend lici plocha alespor &asteéné ponofena do
elektrolytického roztoku obsahujiciho stl kovu, ktery ma byt nanasen tak, ze
sméfuje proti alespon jedné anodég, pfitemz uvedend plocha je umisténa jako
katoda a je mezi uvedenou lici plochou a uvedenym elektrolytickym roztokem
vytvoren relativni pohyb, vyznaéujici se tim, Ze mezi uvedenou anodu, nebo
anody, a hrany uvedené lici plochy jsou vloZeny izolaéni masky, které zabranuji

koncentraci elektrickych silo¢ar na uvedenych hranach a v jejich blizkosti.

2. Zplsob podle naroku 1, vyznadujici se tim, e uvedené masky

jsou s rostouci tloustkou kovové vrstvy postupné vzdalovany od uvedenych hran.

3.  Zafizeni pro elektrolytické povlakovani lici plochy (3) valce pro
dvouvalcové nebo jednovalcové kontinudlni liti tenkych kovovych pas vrstvou
kovu, typu zahrnujiciho né&drz (1), ktera obsahuje elektrolyt (2), obsahujici sul
kovu, ktery ma byt nanasen, prostfedky (5, 6) pro alespon ¢astecné ponoieni
uvedene lici plochy (3) do uvedené nadrze (1) a pro vyvolani relativniho pohybu
mezi uvedenou lici plochou (3) a uvedenym elektrolytem (2), alesporni jednu anodu
(4, 4°) uspofadanou v nadrzi (1) tak, e sméfuje k uvedené lici plose (3),
a prostredky pro vytvofeni katodového potencidlu na uvedené lici ploSe (3),
vyznacujici se tim, Ze zafizeni dale zahrnuje masky (7, 7°) vyrobené z izolaéniho
materialu, které jsou vioZzeny mezi hrany (12) uvedené lici plochy (3) a uvedenou
anodu nebo anody (4, 4°), kde uvedené masky (7, 77) zabranuji koncentraci

elektrickych silo¢ar na uvedenych hranach (12).
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4. Zafizeni podle naroku 3, vyznacujici se tim, Ze uvedené masky (7,
77) maji obecné tvar kruhového oblouku, jehoZ stfed kfivosti je stejny jako stfed
krivosti hrany (12) lici plochy (3) proti které lezi, a maji dvé rovnobézné strany
(13, 137), kazdou umisténou v prodlouzeni uvedené hrany (12) ve stejné
vzdalenosti (d) od této hrany (12) a spojené rohovym vyfezem (9, 9°), jehoz strany

(10, 107) jsou vzéjemné kolmé.

5. Zarizeni podle néroku 4, vyznadujici se tim, Ze uvedené masky (7,

77) jsou tvofeny podlouhlymi télesy.

6.  Zafizeni podle naroku 4, vyznadujici se tim, ze uvedené masky (7,

7") jsou tvofeny deskami nebo sestavami desek.

7. Zafizeni podle jednoho z narokd 3 az 6, vyznadujici se tim, Ze
zahrnuje prostiedky (8) pro postupné odsouvani uvedenych masek (7, 77) od

uvedenych hran (12) v zavislosti na rustu tloustky nanasené vrstvy.

8.  Zarizeni podle jednoho z narokd 3 az 7, vyznadujici se tim, ze
dale zahrnuje anody (21, 217), které jsou usporadany tak, e sméfuji proti koncim

uvedené lici plochy (3).

9.  Zafizeni podle jednoho z narokd 3 az 8, vyznadujici se tim, ze

dale zahrnuje ,odebirade proudu”.

10. Zafizeni podle naroku 9, vyznadujici se tim, Ze uvedené

,odebiraCe proudu” jsou vélenény do uvedenych masek (7, 7).
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11. Zafizeni podle jednoho z naroki 3 az 10, vyznadujici se tim, ze
uvedenymi prostiedky pro vytvofeni relativniho pohybu mezi uvedenou lici
plochou (3) a uvedenym elektrolytem (2) jsou prostiedky pro otaéeni uvedené lici

plochy (3).

12. Zafizeni podle jednoho z narokl 3 az 10, vyznadujici se tim, e
uvedenymi prostiedky pro vytvofeni relativniho pohybu mezi uvedenou lici
plochou (3) a uvedenym elektrolytem (2) jsou prostfedky pro cirkulaci uvedeného

elektrolytu (2) kolem uvedené lici plochy (3).
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